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Verbale dell’incontro del Gruppo AQ CdS in Design per la moda
tenutosi il giorno 30 novembre 2018
incontro telematico

Il gruppo AQ, del CdS in Design per la Moda, composto da:
Alessandra Cirafici (responsabile);

Pasquale Argenziano,

Caterina Cristina Fiorentino,

Manuela Piscitelli

Si € riunito telematicamente il giorno 30 novembre 2018,

era presente anche Alessandra Avella, quale esponente della Commissione Paritetica.

Marco Calabro era assente, per impegnato in un seminario, ma la parte di autovalutazione, a sua cura,
era pervenuta tramite mail.

1. Redazione del documento di autovalutazione

Oggetto dell'incontro del gruppo di AQ del CdS in DpM é stata la autovalutazione del CdS.

| componenti hanno esposto le loro valutazioni, insieme ai loro commenti e ai possibili correttivi,

a seguito di questo confronto si & deciso di strutturare il documento di autovalutazione secondo delle
voci comuni e di procedere con il lavoro di analisi e commento delle voci della SUA, in modo autonomo
sino al prossimo incontro, utile a confrontarsi sugli esiti della autovalutazione, stabilito per il giorno 5
dicembre.

Inoltre, dal momento che il lavoro era ancora in itinere, si € ritenuto opportuno procedere con le
descrizioni e i suggerimenti dei contenuti della SUA e soprassedere riguardo all’assegnazione del
punteggio di autovalutazione, che & stato fatto successivamente, via mail.

2. Valutazione opinioni degli studenti
Altro argomento di confronto €& stato sulle opinioni degli studenti: ci si € confrontati sugli aspetti
della didattica compatibili con le responsabilita del CdS.
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